NOVINKA
Kondenzacni priutokové ohfivace ENBRA SFK: S minimalnimi rozméry maximum
teplé vody

Do prodeje byla uvedena novinkova rada kondenzacnich prdtokovych ohtivacl vody ENBRA SFK.
Tento typ ohfivacl neni na nasem trhu obvykly, a proto pfinasime kratké predstaveni.

Na prvni pohled vypadd ohfivac stejné jako nasténny zavésny kotel, z ¢ehoz plyne prvni zasadni
vyhoda — ohtiva¢ ma oproti ,standardnim” konkurentim opravdu zanedbatelné rozméry. | pfi
minimalnich rozmérech jsou vsak tyto ohtivade schopny stalé dodavky teplé vody aZ 1 434 I/h pti AT
30 °C.

Ohfivace jsou dodavany ve 3 zakladnich vykonovych variantach: 27, 34 a 50 kW. K ohfevu vody
dochazi v patentovaném celonerezovém trubkovém vymeéniku:

Vyménik je vyroben zjediné nerezové trubky o priméru 28 mm a tloustce stény 0,8 mm. Jeho
konstrukce zarucuje dlouhou Zivotnost a hlavné moZnost ucinného a jednoduchého cisténi.

Dalsi zdsadni vyhodou tohoto systému je modulace vykonu ohfivace. Ohfivac o vykonu 50 kW
moduluje v rozsahu 1:10, to jest od 5 do 50 kW, coZ zaruCuje znacné uUspory nakladi na provoz.
Ohfrivac tak bude pracovat pouze na potiebny vykon pro poZzadovanou dodavku teplé vody. Vyhodou
kondenzacni technologie je samoziejmé i vysoka ucinnost ohfevu vody, a to az 105 %.

V praxi se Casto setkavdme s problémem dispozic prostoru a na to navazanych moznosti odkoureni
ohfivacl. U ohfivacli ENBRA SFK je moZna instalace odkoureni o délce az 50 m (délené odkoureni
2x80 mm) coz je dostatecné pro drtivou vétsinu instalaci.

Ohrivace ENBRA SFK jsou osazeny ¢erpadlem pro recirkulaci teplé vody v rozsahlejSich objektech.
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Ohrivace ENBRA SFK jsou vhodné do aplikaci s vysokym poZadavkem na stalou dodavku teplé vody.
Za zminku stoji i to, Ze zdsobnikovy kondenzaéni ohfivac srovnatelného vykonu je nékolikandsobné
drazsi.



ENBRA SFK pfindsi na trh inovativni technologii, ktera Vam zaru¢i nejen vyraznou Uusporu
v pofizovacich ndkladech ohfivace, ale i provozni Uspory diky kondenzacni technologii, a v neposledni
fadé také minimalni naroky na prostor.



